
分科内招待講演
中分類 開催⽇ 時間 会場 講演タイトル 講演者名 所属

1.5計測技術・計測標準 3/16(⽊) 11:30〜12:00 423 新規⾻接合インプラントの剛性評価 園畑 素樹 佐賀⼤

2.1放射線物理⼀般・検出器基礎 3/14(⽕) 17:00〜17:15 E204 Eu添加MgO透明セラミックスのシンチレーション特性 河⼝ 範明 奈良先端⼤

2.3放射線応⽤・発⽣装置・新技術 3/17(⾦) 10:30〜10:45 E204
CR-39を⽤いた標的アイソトープ治療に資する211At抗体標識単⼀細胞からのα線の局所
線量評価法の開発

⼩平 聡 量研機構/放医研

3.2材料・機器光学 3/16(⽊) 13:15〜13:45 422 光波と量⼦ビーム制御・処理のための光重合性ナノコンポジット材料 富⽥ 康⽣ 電通⼤

3.3情報フォトニクス・画像⼯学 3/15(⽔) 11:00〜11:30 F205 今⽇から始めるスパースモデリング ⼤関 真之 東北⼤

3.7レーザープロセシング 3/14(⽕) 10:45〜11:15 512 マルチレーザー加⼯ヘッドを⽤いたレーザーコーティング法の開発 佐藤 雄⼆ 阪⼤

3.13,3.15のコードシェアセッション 3/16(⽊) 15:45〜16:15 F204 シリコンフォトニクスとフォトニック結晶 ⾺場 俊彦 横国⼤

6.4薄膜新材料 3/14(⽕) 13:45〜14:30 213 Indium Gallium Zinc Oxide(CAAC/CAC-OS)の発⾒とその応⽤ ⼭崎 舜平 半導体エネルギー研

6.4薄膜新材料 3/14(⽕) 14:30〜15:15 213 ⾼キャリア移動度を有する有機半導体単結晶薄膜の創製 岡本 敏宏 東⼤, JSTさきがけ

7. コードシェアセッション︓ビーム応⽤⼤分類 3/16(⽊) 10:00〜10:30 424 超⾳速分⼦ビームによる表⾯化学反応の放射光光電⼦分光観察 吉越 章隆 原⼦⼒機構

8.9プラズマエレクトロニクス分科内招待講演 3/15(⽔) 11:00〜11:30 301 計算化学を⽤いたプロセスプラズマ中における気相・表⾯反応解析 林 俊雄 名⼤

9.4熱電変換 3/15(⽔) 17:15〜17:45 E206 溶融合成したV置換MnSiγの結晶構造と電⼦物性 濱⽥ 陽紀 東北⼤

10.4半導体スピントロニクス・超伝導・強相関 3/15(⽔) 10:45〜11:15 501 Signatures of 4pi periodicity in the dynamics of HgTe Josephson junctions Russell Stewart Deacon RIKEN CEMs

15.1バルク結晶成⻑ 3/14(⽕) 13:45〜14:30 B5
 デンドライト結晶利⽤成⻑法とNoncontact Crucible (NOC) 法を⽤いた太陽電池⽤⾼品

質Siインゴットの結晶成⻑
中嶋 ⼀雄 東北⼤

15.1バルク結晶成⻑ 3/14(⽕) 14:30〜15:15 B5 マイクロ引下げ法︓20年間の適⽤範囲拡⼤へ挑戦 吉川 彰 東北⼤

16.1基礎物性・評価・プロセス・デバイス 3/16(⽊) 11:00〜11:30 213 ⾚外透過カルコゲン化物ガラスの新展開 ⾓野 広平 京都⼯繊⼤

17.2グラフェン 3/15(⽔) 13:45〜14:15 B6 超電導グラフェン:作製と電⼦構造 ⾼橋 隆 東北⼤

17.3層状物質 3/16(⽊) 10:45〜11:15 F203 層状酸化物の剥離・集積でつくる新しい電⼦材料 ⻑⽥ 実 物材機構

17.3層状物質 3/16(⽊) 13:45〜14:15 F203 機能性分⼦の接⾯による遷移⾦属カルコゲナイドの物性制御 桐⾕ 乃輔 阪府⼤院⼯, JSTさきがけ

合同セッションM 「フォノンエンジニアリング」 3/15(⽔) 13:45〜14:15 F206 Transmission and mean free path in thermal phononics Sebastian Volz IIS, Univ. of Tokyo, CNRS

以下のセッションでは英語による講演が予定されています．

⼤分類10「スピントロニクス・マグネティクス」では英語による講演を推奨しており、講演の半分以上が
英語講演となっています。

3.16 Optics and Photonics English Session

3⽉16⽇(⽊) 9:00 – 11:45 ⼝頭セッション 421会場

3⽉17⽇(⾦) 9:30 – 11:30 ポスターセッション P会場

8.8 Plasma Electronics English Session

3⽉16⽇(⽊) 11:30 – 12:15 ⼝頭セッション 315会場

13.6 Semiconductor English Session

3⽉15⽇(⽔) 9:00 – 11:15 ⼝頭セッション 513会場

シンポジウム「ナノバイオテクノロジーとバイオセンシングに関するジョイントシンポジウム」

3⽉15⽇ (⽔) 13:15 – 18:30 ⼝頭セッション 313会場

3⽉16⽇ (⽊) 9:30 – 11:30 ポスターセッション P会場

シンポジウム「Photovoltaic 4.0 －⾼効率・低コスト太陽光発電がもたらす次世代再⽣可能エネル
ギーシステム－」

3⽉16⽇(⽊) 9:15 – 18:00 ⼝頭セッション 304会場

シンポジウム「GFIS（電界電離ガスイオン源）ガスイオン顕微鏡技術とその材料・デバイス研究開
発への応⽤︓現状と今後の展望」

3⽉16⽇(⽊) 13:15 – 18:00 ⼝頭セッション 315会場

English Session


